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■ APOLLO ENGINEERING S.A., Luxemburg,
Zweigniederlassung Zug, Sitz: Z u g , CH-170.9.001.054-2,
Domizil: Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Zweigniederlassung
(Neueintragung). Angaben zum Hauptsitz: Firma: APOLLO EN-
GINEERING S.A.. Rechtsnatur: Aktiengesellschaft. Sitz: Luxem-
bourg (Luxemburg). Eintragungsdatum: 27.01.2006. Zweck:
Beteiligung in jedweder Form an luxemburgischen oder auslän-
dischen Gesellschaften sowie Verwaltung, Kontrolle und Vertre-
tung dieser Beteiligungen und die Errichtung von Zweigstellen
im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland; kann insbe-
sondere unbewegliche und bewegliche Vermögenswerte jeder Art
mittels Einlage, Zeichnung, Option, Kauf oder auf sonstige Weise
erwerben und sie mittels Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst-
wie veräussern, Patente und sonstige Rechte erwerben und ver-
werten, die von diesen Patenten abgeleitet sind oder sie zu
ergänzen vermögen, Anleihen aufnehmen und anderen Gesell-
schaften Hilfeleistungen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien
gewähren. Kapital: EUR 100’000 Liberierung: EUR 100’000
1’000 Aktien zu EUR 100. Weitere Angaben zur Zweigniederlas-
sung: Eingetragene Personen: Thiede, Ralph, Heimat: Andwil SG,
in Effretikon, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zwei-
en; Daeniker, Christian, Heimat: Zürich, in Birmensdorf ZH, Ge-
schäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosica,
Antonio, Heimat: Zürich, in Widen, Geschäftsführer mit Kollekti-
vunterschrift zu zweien; KOFFOUR S.A., in Luxembourg (LU),
Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung; LANNAGE S.A., in Lu-
xembourg (LU), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung; VALON
S.A., in Luxembourg (LU), Mitglied ohne Zeichnungsberechti-
gung. 
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